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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Podstawy prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

basics of intellectual property law

Kod przedmiotu WIMiF NTINM pIS B18 21/22

Kategoria przedmiotu Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 1.00

Semestry 2

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Seminarium Projekt

2 15 0 0 0 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie systemu ochrony własnosci intelektualnej. Uzyskanie umiejetnosci w zakresie wykorzystania doku-
mentacji patentowej w pracy inzyniera.

Kod archiwizacji:
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4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Uzyskanie wiedzy dotyczącej systemu ochrony własności intelektualnej.

EK2 Umiejętności Uzyskanie umiejętności zarządzania własnością intelektualną.

EK3 Umiejętności Uzyskanie umiejętności zabezpieczania wyników badań.

EK4 Umiejętności Uzyskanie umiejętności prowadzenia poszukiwań w bazach patentowych.

6 Treści programowe

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Konstytucyjne prawo do twórczosci, konstytucyjna ochrona własnosci, ochrona dób
osobistych, kodeks cywilny składniki przedsiebiorstwa, oznaczenie przedsiebiorcy 2

W2
Prawo autorskie pojecie utworu, prawa osobiste, prawa majatkowe, roszczenia
z tytułu naruszenia prawa autorskiego, zasady ochrony, plagiat 4

W3

Patenty prawo do patentu, zasady uzyskiwania patentów, przedmioty wyłaczone
z patentowania, postepowanie zgłoszeniowe, rodzaje patentów, SPC, system
ochrony patentów, zasady ochrony patentowej, roszczenia z tytułu naruszenia
patentu, sprzeciw, uniewaznienie patentu, ograniczenia prawa z patentu, licencje,
budowa opisu patentowego

4

W4

Znaki towarowe co to jest znak towarowy, zasady ochrony, systemy ochrony znaków
towarowych, postepowanie zgłoszeniowe, zasady ochrony znaków towarowych,
roszczenia w przypadku naruszenia znaku towarowego, sprzeciw, uniewaznienie
znaku towarowego - 2 Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych

2

W5 Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych 1

W6
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pojecie czynu nieuczciwej
konkurencji, ochrona know-how, ochrona oznaczenia przedsiebiorcy, ochrona
produktu

2

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wyklad

N2 prezentacja multimedialna

N3 Dyskusja

N4 materiały dostępne na platformie e learningowej
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 15

Konsultacje przedmiotowe 7

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 0

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 8

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Uczestnictwo w wykładach

F2 Praca pisemna

F3 Zaliczenie pisemne

Ocena podsumowująca

P1 Ocena 1

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Uczestnictwo w zajęciach

W2 złożenie pracy pisemnej

W3 Zaliczenie pisemne

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0
Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej
pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy
poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
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Na ocenę 3.0

Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy
pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną
lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź
poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.

Na ocenę 3.5

Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co
najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
trzech wykładach

Na ocenę 4.0

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca
wybranezagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub
poprawnaodpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym.
Dopuszcza sięnieobecność na trzech wykładach.

Na ocenę 4.5

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca
wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub
poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie
pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.

Na ocenę 5.0

Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem
tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie
i stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór
źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co
najmniejn90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
jednym wykładzie.

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej
pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy
poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.

Na ocenę 3.0
Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy
pisemnejobejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną
lubzarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.

Na ocenę 3.5

Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co
najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
trzech wykładach

Na ocenę 4.0

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane
zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna
odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się
nieobecność na trzech wykładach.

Na ocenę 4.5

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca
wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub
poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie
pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
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Na ocenę 5.0

Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem
tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna
merytoryczniei stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie,
poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
jednym wykładzie.

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0
Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej
pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy
poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.

Na ocenę 3.0
Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy
pisemnejobejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną
lubzarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.

Na ocenę 3.5

Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co
najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
trzech wykładach

Na ocenę 4.0

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch
stronA4, poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane
zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna
odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się
nieobecność na trzech wykładach.

Na ocenę 4.5

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca
wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub
poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie
pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.

Na ocenę 5.0

Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością
i zrozumieniemtematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna
merytoryczniei stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie,
poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
jednym wykładzie.

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0
Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej
pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy
poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.

Na ocenę 3.0
Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy
pisemnejobejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną
lubzarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.

Na ocenę 3.5

Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co
najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
trzech wykładach
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Na ocenę 4.0

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane
zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna
odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się
nieobecność na trzech wykładach.

Na ocenę 4.5

Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron
A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistyczne, wyczerpująco opisująca
wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub
poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie
pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.

Na ocenę 5.0

Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością
i zrozumieniemtematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna
merytoryczniei stylistyczne, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie,
poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co
najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na
jednym wykładzie..

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 Cel 1 W1 W2 W3 W4
W5 W6 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK2 Cel 1 W3 N1 N2 N3 F1 F2 P1

EK3 Cel 1 W2 W3 W4 W5
W6 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK4 Cel 1 W3 W4 W5 N1 N2 N3 F1 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Joanna Sieńczyło-Chlabicz red. — Prawo własności intelektualnej, Warszawa, 2018, WoltersKluwer Polska
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12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Andrzej Osak (kontakt: aosak@pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)
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